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Inchiostri per la stampa offset e flessografica

29 NOVEMBRE 2006 - presso lo stabilimento “Nuova Same” in via della Giustizia 11 - MILANO

Incontro riservato alle aziende associate all’Asig ed ai fornitori invitati
Agenda dei lavori
10.30 — 13.00 Inchiostri per la stampa offset e flexo
Benvenuto a tutti i partecipanti da parte del coordinatore Sergio Vitelli

INX — International Ink Corporation
La societa ed i prodotti

La composizione degli inchiostri per la stampa offset e flexo
A cura di Flint Group

Compatibilita ambientale e nocivita
A cura di Etelia Inchiostri

Equilibrio acqua ed inchiostro nella stampa
A cura di SunChemical Group

Norme e misure per la qualita di stampa
A cura di HuberGroup

13.00 - 14.15 — Tempo a disposizione per la colazione
14.15 — 15.30 — I problemi riscontrati dagli stampatori offset e flexo

Sessione di domande e risposte, fra i partecipanti e le aziende fornitrici, sui problemi riscontrati
nell’utilizzo degli inchiostri per stampa offset e flexo.

15.30 — 16.30 — Scenari e prospettive di mercato

Sessione dedicata alle possibili dinamiche dell’evoluzione dei prezzi e dei prodotti disponibili sul
mercato degli inchiostri per la stampa dei giornali.

Conclusione dei lavori alle ore 16.30



